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광전자 촉매 시스템의 원리 
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광촉매는 환경오염 처리와 같은 산업적인 적용에 있어서 전자와 정공의 재결합과 U.V.와 같은 높은 빛 

에너지원을 필요로 하므로 제한되게 사용되었다. 이러한 문제점을 개선하기 위하여 사용된 고전압 광

전자 촉매시스템은 고전압 방전을 이용하여 여기 된 전자를 연속적으로 포집 하여 분리된 전자 정공의 

재결합을 최대한 억제 하므로써 광 효율을 증가시킬 수 있도록 제작한 시스템이다. 이러한 시스템의 

원리를 간접적으로 증명하기 위하여 광촉매가 코팅된 방전판에서 활성화되어 여기된 전자량을 측정

하였다. 전자량 측정 결과, 조건에 따라 광전자 촉매 시스템과 일반적인 광촉매 시스템의 여기된 전자

량 차이를 보였다. 또한 광전자촉매 시스템의 오염물질의 분해 효율을 보기 위하여 공기 중에서 방향

족 화합물의 제거능을 측정하였다. 광촉매에 자외선을 조사한 시스템과 방전 시스템에 비해 광전자촉

매시스템의 방향족 화합물 제거능이 높은 것으로 나타났다. 
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